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indirekt restorasyonlar arasinda tam kuron uygulamalari popiilerdir ve giinimiizde tam seramik kuronlar
estetik agidan talepleri karsilamak igin ideal bir segenektir. Planlamadan uygulamaya kadar her adim, en iyi
sonuglari ve uzun vadeli basariyi saglamak i¢in dnemlidir. Kuronlarin, agiz saghdi ve giilis tasarimindaki rolini
kesfetmeye baslayin. Her adimda sorunsuz bir prosediir icin gerekli olan bazi 6nemli hatirlatmalar vurgulaya-
rak restorasyonlarinizda size yardimci olmasi icin hazirladigimiz siireclere gz atin.

1. Neyi neden sececeginizi bilin: materyal secimi

Dishekimleri, tek tye kuron
yapimi igin kullanacaklari
malzemeyi secerken ¢ok genis
segenege sahiplerdir. Disin
konumu, estetigi, ¢cigneme
faktorleri ve hastanin beklenti-
leri ve olanaklari gibi cesitli
hasta ve dis faktorlerine bagl
olarak son karar verilir ve
hastaya onerilir.

Dogru materyal se¢imi sadece
kuronlarinizin uzun dmurltligand,
fonksiyonunu ve estetigini
desteklemekle kalmaz, ayni
zamanda bir sonraki tedavi
adimlarinizi da belirler.

Initial Zirconia Disk:

en zorlu vakalariniz igin miikemmel altyapi

o Yiksek ¢igneme kuvveti

o Subgingival marjinler

o Translusens ve sertlik seviyesi secenekleri
(yttria icerigine baglh olarak)
o Tamamen Initial seramik ailesine uyumludur

* Temel
endikasyonlar

icin I1SO

Standart 6872'ye
gore minimum
dayaniklilik degerleri
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Initial LiSi Press:
Dayaniklilik ve olaganustl estetigi bir araya
getiren seramik press materyali

Initial LiSi Block:

Optimum fiziksel 6zelliklere firnlama
yapmadan ulasabileceginiz tamamen
kristalize lityum disilikat blok

o Dogal opelesans ve translusens secenekleri
o Supra- veya jukstagingival marjinler
o Tamamen Initial seramik ailesine uyumludur

o Mikemmel marjinal adaptasyon



2. Dogru preparasyon: sartlara uyum saglayin!

Dogru materyal secimi cok dnemli bir konu olmakla birlikte,
disin uygun sekilde prepare edilmesi de ayni derecede 6nem tagimaktadir.

Materyale gore kalinligi ayarlayin

Dogru miktarda dokunun kaldirilmasi, Minimum alyapi boyutu
altyapinin minimum kalinligini
koruyarak en az invaziv sekilde Initial LiSi Press & Block
hazirlanmanizi saglar. Initial Zirconia Disk UHT Initial Zirconia Disk HT
1.5 mm
06 mm 0.6 mm
1.2 mm 1.2 mm
1.0 mm 1.0 mm 0.6 mm

Materyalin marjin uyumunu saglayin

Onerilen marjin tipleri Round shoulder ve deep chamfer uzun yillardir kendini kanitlamig
yatay geometrik yontemler olsa da, bitim ¢izgileri olmayan vertip-
replerin popdilaritesi giderek artmaktadir. Biyolojik olarak yonlendi-
rilmis preparasyon teknigi (BOPT) gibi dikey preparasyon tekniklerinin
5Y-zirkonya (Initial Zirconia Disk HT) ile kullanimi uygundur.
ideal 8lci icin marjinlerin net bir sekilde gériiniir oldugundan emin

Deep chamfer Round shoulder olun. Gerekirse diseti retraksiyonu kullanin.

Initial Zirconia Disk HT icin

Feather edge
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3. Estetik dokunus: bitim secenekleri

GC Initial'in baglangi¢c asamasindan bitim asamasina kadar olan kolay adimlari ile is akisini deneyimleyin.
Vakanizin 6zel ihtiyaclarina bagli olarak tercih ettiginiz is akisini secin ve miimkiin olan en iyi sonucu her
zaman elde edin.

NOT: Initial LiSi Block firmlama gerektirmeden kullanima uygundur. Karakterizasyon gerekmedigi vakalariniz
icin sadece cila ile bitim islemi tamamlanabilir!

lpucu: Initial zirconia coloring

liquids ile beyaz zirkonya
karakterizasyonu yapilabilir
(sadece birkag dakika icerisinde!)

Sivi igerisine ... veya boyayin
daldirin...

A. Initial IQ Lustre Pastes ONE ile tam kontur/monolitik makyaj
(zirkonya veya lityum disilikat)

M aono

Monolitik altyapi Initial Lustre Pastes ONE Hazir!

B. Initial IQ ONE SQIN ile mikro-cutback/mikro-yigim

(zirkonya veya ||tyum disilikat)

N

C. Initial ZrFS (irkonya) veya Initial LiSi (ityum disilikat) ile cutback/tabakalama (ityum disilikat)

Bukkal bélgede Initial Lustre Pastes ONE SQIN Hazir!
micro-asindirma

Bukkal bélgede cutback INside ve Fluo tabakalari Mine tabakalar Hazir!



MIKRO-TUTUCULUK

PRIMER

4. Kuronun kusursuz yerlestirilmesi

Optimum 6n hazirlik protokolleri

Initial Zirconia Disk

50 um AL,O? ile kumlama

Yiizeyin purizlendirilmesi

(10sn. /0.2 MPa (2 bar) / 10 mm mesafe)

Initial LiSi Block and LiSi Press

Asitleme

Hidroflorik asit ile
20 sn. asitleme (~5-9%)

primer kullanimina gerek yoktur (MDP igerir)

Kimyasal adezyon: MDP

FujiCEM Evolve:
primer kullanimina gerek yoktur
G-CEM ONE:

Kimyasal adezyon: Silan

FujiCEM Evolve:

primer kullanimina gerek yoktur

G-CEM ONE:
G-Multi PRIMER ile kullanihr

Ne zaman siman? Ne zaman bonding? Vakaya ve tercihlerinize gore seciminizi
yapabilirsiniz

FujiCEM Evolve ile simantasyon

Subgingival marjinli Zr kuronlar
Vaka: Dr J Tapia Guadix, Ispanya

Subgingival marjin icin ideal
Retantif preparasyon

Zirkonyaya yuksek baglanti glict
Post-operatif hassasiyet olasilig
dustktdr

Curik riski yuksek olan vakalarda
tercih edilebilir

G-CEM ONE ile bonding

Yiiksek estetik sonug gereksinimi olan tek lye kuron restorasyonu
Vaka. Dr A Forster, Macaristan

Tdm endikasyonlar icin universal,
cok yonlu segenek

Retantif olmayan preparasyonlarin
simantasyonunda adezyonu arttir-
mak icin G-CEM ONE ile G-CEM
ONE Adhesive Enhancing Primer
veya G-Premio BOND kullanimi
Onerilir.

Yiksek estetik ihtiyacr: 4 estetik
renk secenedi, renk stabilitesi
Mikemmel dark-cure performansi
(kalin/opak kuronlar igin)
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DAHA FAZLA BILGI ICIN TARATIN
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Initial LiSi Press Initial LiSi Block Initial 1Q Lustre Pastes ONE Initial LiSi G-CEM ONE
Press sistemi icin lityum disili- CAD/CAM igin lityum disilikat Ug boyutlu Lityum disilikat i¢in seramik Self adeziv rezin
kat ¢oztimler cozlimler makyaj seramigi sistemi siman sistemi
- o® i

Initial Zirconia Disks
Zorlu vakalar icin CAD/CAM
zirkonya disk
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Initial Zirconia Coloring Liquids
On sinterleme yapilmis zirkonya

altyapilar icin su bazl renklendi-
rici sivilar

GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00

Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

Initial, FujiCEM ve G-CEM ONE, GC'nin ticari trinleridir.

Initial IQ ONE SQIN
Makyaj ve mikro takabalama

Initial Zr-FS
Zirkonya altyapilar
icin seramik sistemi
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FujiCEM Evolve
Rezin modifiye
cam iyonomer siman
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